
저온 분무 후막코팅기술 개발
아주대 고경현 교수 , 유리·플래스틱판 코팅에 최적

아주대 고경현 교수가 거온 분무 코팅방법에 의한 후막 코팅기술을 개발했다.

저온 분무 코팅법은 초음속(300-1200m/ s)을 가지도록 가속된 공기 기류에 섞인 작은 입자들이 금속, 플래스틱,

또는 세라믹 기판에 부딪쳐 코팅되는 방법을 말한다.

기존에 많이 사용되어 왔던 용사(溶射)법은 코팅할 소재를 고온으로 녹여 코팅하기 때문에 코팅할 소재의 변형

이 일어나기 쉽고, 고온으로 인한 모재의 변형이 생기며, 특히 저융점 소재인 유리나 플래스틱 판에는 코팅할 수

없는 문제점을 가지고 있다.

반면, 저온 분사 코팅방법은 초음속 기체에 의해 가속된 입자의 충돌로 코팅되는 원리를 이용하기 때문에 모재

나 입자들의 녹는점보다 훨씬 낮은 온도에서도 코팅이 가능하다.

따라서 입자의 물성을 그대로 유지하고, 모재도 변형되지 않고 코팅할 수 있는 장점을 가지고 있어 많은 산업

분야에 응용할 수 있을 것으로 기대된다.

터빈이나, 피스톤, 실린더, 밸브, 베어링 부품, 펌프부품 등 내식성이나 내마모성을 요구하는 산업 분야에 기존에

사용되었던 코팅방법을 대체할 수 있을 뿐만 아니라 표면 개질로써 금속의 용접부위나 취약 부분 표면 특성을 부

분적으로 보강할 수 있어 수명을 연장할 수 있다.

또 재활용성을 증진시킬 수 있는 측면으로도 적용이 가능하며, 자동차부품 등 이종물질이 혼합되어 사용되는 분

야에 매우 적합하다. 031)219-2467
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